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摘要(译)

本发明涉及一种在液晶显示器中形成后隔离物的方法，该方法通过半色
调掩模使单元间隙均匀。该方法包括以下步骤：在衬底中限定有源区和
虚设区;在有源区外部的衬底上形成黑矩阵;选择性地在有源区上形成RGB
树脂膜，同时在虚设区域上选择性地形成RGB树脂膜;在所得结构上形成
保护膜;在保护膜上形成光敏树脂膜;在光敏树脂薄膜上形成半色调掩模图
案;使用半色调掩模图案选择性地蚀刻光敏树脂膜，以形成具有不同高度
的柱间隔物。
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